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平成 27 年度 知財功労賞「経済産業大臣表彰」受賞のお知らせ 

 

 

 久光製薬株式会社（本社：佐賀県鳥栖市、代表取締役社長：中冨博隆）は、平成 27 年度 

知財功労賞 ※において、知的財産権制度活用優良企業（商標活用優良企業）として「経済

産業大臣表彰」の受賞が決定しましたので、お知らせします。 

なお、平成 27 年度の知財功労賞の表彰式は、平成 27 年 4 月 17 日（金）、東海大学校友

会館（東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビル 35 階）にて行われます。 

 

 

【受賞の理由】 

■ 商標には、企業の信用とその商品・役務の品質や特徴を消費者に伝えるコミュニケー

ション機能があることに着目し、消費者の五感を通じて訴える広告宣伝活動を国内外

で積極的に展開。Hisamitsu ®及びサロンパス ®などの「音」、「動き」、「位置」、「匂い」

の商標を「新しいタイプの商標」制度を導入した海外の国・地域で積極的に出願登録

した先進的な取組みは、従来からの商標の概念に新しい提言を与えたばかりでなく、

日本の商標法改正（保護対象の拡充）及び商標制度の普及啓発活動に大いに貢献。 

■ 1934年に貼付剤サロンパス ®を日本で発売して以来、継続した「育薬活動」の推進によ

り、日本を代表するブランド商標としての地位を確立。日本の「貼る治療文化」を世

界に広めるため、サロンパス ® /SALONPAS ®は、Hisamitsu ®とともに世界185以上の国・

地域で商標登録。 

■ 日本で登録出願した商標は、海外でも積極的に登録出願することを基本とし、多くの

商標を戦略的かつ効果的にアジア諸国を中心に積極的に登録出願。商標（コーポレー

トカラーを含む）の信用にフリーライドする第三者に対しては、断固たる姿勢で模倣

品を徹底的に排除。 

 

※「知財功労賞」とは、経済産業省・特許庁が、知的財産権制度の普及促進及び発展に貢献の

あった企業・個人を表彰するものであり、企業に対しては「知的財産権制度活用優良企業等

表彰」として、個人に対しては「知的財産権制度関係功労者表彰」として、それぞれ「経済

産業大臣表彰」と「特許庁長官表彰」を行っており、これらの表彰の総称です。 

 【経済産業省ホームページ】 

http://www.meti.go.jp/press/2015/04/20150410004/20150410004.html              

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

〒100-6330 東京都千代田区丸の内 2-4-1 

久光製薬株式会社 法務部（担当：堤信夫） 

TEL 03-5293-1706 FAX 03-5293-1708 

 


